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В настоящее время металлические тонкие пленки широко применяются в 
различных областях электроники. Тонкие пленки используются в качестве 
функциональных покрытий и проводящих слоев в разных сферах, например, 
машиностроении, медицине, цифровой микроэлектронике. На данном этапе развития 
технологий получения металлических тонких пленок интенсивно развивается метод 
магнетронного распыления, обеспечивающий формирование тонких пленок с требуемыми 
функциональными характеристиками. 
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